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(54) TiUe: PROCESS FOR THE SUBSEQUENT TREATMENT OF SMAL LGLASS PARTIC LES 

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR WEITERVERARBEITUNG VON KLEINEN GLASPARTIKELN 

(57) Abstract 

A process is disclosed for the subsequent treatment of small glass particles, for example recycled glass granules with a grain size in 
a range of between 0.3 and 4 mm or glass beads with diameters in a range of between O.l and 2.3 mm. In order to produce any mouldings 
from such glass particles with a relatively low energy consumption, the surface of die glass particles is brought mto contact widi a low 
melting point silicate flux or varnish, for example of lead borosilicate. sodium borosilicate. fluorine borosilicate or dieir mixujres m an 
amount from 2 to 9 % by weight, preferably 3 to 5 % by weight, and the glass particles are then exposed to a diennal treatment m a range 
from 540 to 800 ^'C, preferably from 560 to 660 ^'C, during which die low melting point silicate flux or varnish is made to melt on die 
surfaces of die glass particles. 

(57) Zusanunenfassung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Weiterbehandlung von kleinen Glaspartikeln, beispielsweise in Form von 
Altglasgranulat mit einer KomgrOlk im Bereich zwischen 0,3 und 4 mm odcr Glasperlen mit Durchmessem im Bereich zwichen 0,1 
und 2,3 mm. Urn aus derartigen Glaspartikeln mit relativ geringem Energieaufwand beliebig formbare Korper herstellen zu konnen, ist 
im Rahmen der vorliegenden Erfindung vorgesehen, dafi die Oberflachen der Glaspartikel mit einem niedrigschmelzenden Silicatflufi oder 
Email beispielsweise aus Bleiborsilicat, Natriumborsilicat. Fluorborsilicat oder Mischungen dcrselben in Mengen von 2 bis 9 Gew.-% 
vorzugsweise 3 bis 5 Gew.-% in Beriihrung gebracht werden. und daB in der Folge die Glaspartikel einer Warmebehandlung im Bereich 
zwischen 540 und 800 **C, vorzugsweise im Bereich zwischen 560 und 660 **C ausgesetzt werden, bei welcher der niedngschmelzende 
Silicatflufi Oder Email auf den Oberflachen der Glaspartikel zum Aufschmelzen gelangt. 



LEDIGLICH ZUR INFORMATION 



Codes zur Identifiziening von PCT-Vcrtragsstaatcn auf den Kopfbdgen der Schriften, die intemationale Anmeldungen gemSss dcm 
PCT veroffentlichen. 



AL 


Albanien 


ES 


Spanien 


LS 


Lesotho 


SI 


Slowenien 


AM 


Annenien 


FI 


Finnland 


LT 


Litauen 


SK 


Slowakei 


AT 


Osterreich 


FR 


Frankreich 


LU 


Liucemburg 


SN 


Senegal 


AU 


Australien 


GA 


Gabun 


LV 


Lettland 


sz 


Swasiland 


AZ 


Aserbaidschan 


GB 


Vereinigtes Kdnigreich 


MC 


Monaco 


TD 


Tschad 


BA 


Bosniwi-Herzegowina 


GE 


Georgien 


MD 


Republik Moldau 


TG 


Togo 


BB 


Barbados 


GH 


Ghana 


MG 


Madagaskar 


TJ 


Tadschikistan 


BE 


Beigien 


GN 


Guinea 


MK 


Die ehemalige jugoslawisdie 


TM 


Turkmenistan 


BF 


Burkina Faso 


GR 


Griechenland 




Republik Mazedonien 


TR 


TOrkei 


BG 


Bulgarien 


HU 


Ungam 


ML 


Mali 


TT 


Trinidad and Tobago 


BJ 


Benm 


IE 


Irland 


MN 


Mongolei 


UA 


Ukraine 


BR 


Brasilien 


IL 


Israel 


MR 


Mauretanien 


liG 


Uganda 


BY 


Belarus 


IS 


Island 


MW 


Malawi 


US 


Vereinigte Staaten von 


CA 


Kanada 


IT 


Italien 


MX 


Mexiko 




Amerika 


CF 


Zentralafrikanische Republik 


JP 


Japan 


NE 


Niger 


UZ 


Usbekistan 


CG 


Kongo 


KE 


Kenia 


NL 


Niederlande 


VN 


Vietnam 


CH 


Schwciz 


KG 


Kirgisistan 


NO 


Norwcgcn 


YU 


Jugoslawien 


CI 


Cdte d'lvoirc 


ICP 


Demokratische Volksrepublik 


NZ 


Neuseeland 


ZW 


Zimbabwe 


CM 


Kamcrun 




Korea 


PL 


Polen 






CN 


China 


KR 


RepubUk Korea 


PT 


Portugal 






CU 


Kuba 


KZ 


Kasachstan 


RO 


Rum^ien 






CZ 


Tschechische RepubUk 


LC 


St Lucia 


RU 


Russlsche Federation 






DE 


Deutschland 


LI 


Liechtenstein 


SD 


Sudan 






DK 


Danemark 


LK 


Sri Lanka 


SE 


Schwcden 






EE 


Esttand 


LR 


Liberia 


SG 


Singapur 







